
技术交底书撰写指南 
申请发明或实用新型专利应提供技术交底材料，对技术方案的描述应“清楚、

完整”，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。技术交底资料一般应包括以

下内容： 

1、 名称和所属技术领域。 

2、 背景技术：描述已有技术与本发明最相近似的实现方案，指出不足

之处和缺点。 

3、 发明内容： 

（1） 发明目的或现有技术的不足、缺点 

（2） 技术方案：它是专利申请的核心，是发明人对其要解决的技术问

题所采取的技术措施的集合。必须完整地描述技术方案的技术特

征，即提出关键创新点。 

（3） 有益效果即是本发明或本实用新型的优点。 

4、 附图说明：实用新型必须有附图，涉及装置或有形产品的，应有结

构示意图，对附图作简略说明，根据专利申请内容，附图包括：机

械结构图、电路图、流程图、框图等。 

5、 具体实施方式：详细描写实现技术方案的优先方式，有附图的结合

附图详细描述。如是装置的专利申请，则需描述具体结构特征，各

组成部件的位置及连接关系； 

电路产品：说明组成电路的基本单元及其工作原理，各单元电路的

用途，各单元电路的连接关系（或输入输出关系），电信号的传递过程，通

常应结合所提供的原理方框图或电路图进行描述。 

含有程序的方法发明：该类申请包括解决特定技术问题的应用程序

和计算方法硬件系统，应结合相关硬件，按相应的应用程序流程图来描述

该程序所执行的各个功能，即实现各个功能的步骤等，可以设计相关的工

艺参数、数学模型和操作条件。 

 

-1- 



外观设计 

应提交不得小于 3 厘米×8 厘米，并不得大于 15 厘米×22

厘米的图片或照片一式 4 份，图片或照片：需提供主视图、后视

图、左视图、右视图、俯视图、仰视图、立体图以及使用状态图。

各图比例应一致。请求保护色彩的需提供彩色图片或照片。 

 

 

请注意: 

技术交底书第一页请写上: 

1、 所有发明人（按照顺序写） 

2、 联系人姓名 

3、 导师的姓名和联系方式（申请人为学生） 

4、 联系人手机 

5、 联系人邮箱 

6、 发明人学院 


